






































专利名称(译) 用于光电构造的透明聚合物电极

公开(公告)号 CN1983661B 公开(公告)日 2013-09-25

申请号 CN200610168470.4 申请日 2006-12-14

[标]申请(专利权)人(译) 史达克有限公司

申请(专利权)人(译) H.C.施塔克公司

当前申请(专利权)人(译) H.C.施塔克股份有限公司

[标]发明人 A埃施纳
PW洛维尼克
F乔纳斯

发明人 A·埃施纳
P·W·洛维尼克
F·乔纳斯

IPC分类号 H01L51/00 H01L51/48 H01L51/46 H01L51/56 H01L51/54 H01L21/28 H01L23/48 G02F1/1343 H01B1
/12 C08L65/00 C08K5/00

CPC分类号 H01L51/441 C08G61/123 C08G61/126 H01B1/127 H01L27/3288 H01L51/0021 H01L51/0037 H01L51
/5088 H01L51/5206 H01L51/5215 H01L2924/0002 Y02E10/549 Y02P70/521 Y10T428/31533

优先权 102005060159 2005-12-14 DE

其他公开文献 CN1983661A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种由导电性聚合物制造透明多层电极的方法，通过这种方
法制造的电极以及其在光电构造中的用途。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8c52a597-c06d-4179-92f6-041442a5f2aa
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037908305/publication/CN1983661B?q=CN1983661B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1983661B

